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Funkcni vzorek

Aktivni prvek na bazi uhlikovych nanostruktur

» V souladu s platnou metodikou Ufadu viady CR je
uplatiiovan funkéni vzorek ,Aktivni prvek na bazi
uhlikovych nanostruktur®.

P Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti s feSenim
projektu €. LO1607
RICE — Nové technologie a koncepce pro inteligentni
systémy.”

» Jednd se o Aktivni prvek béazi uhlikovych
nanostruktur, v podobé uhlikovych nanotrubic s

rozsahem pracovnich napéti od -5V do -60V a

Substrat s 16-ti funkénimi strukturami prevodni admitanci 0,2 mS.

P Aktivni prvek se sklada z nasledujicich casti:
o Nosny kiemikovy substrat
= Substrat je tvofen z kiemiku plniciho funkci
spole¢né fidici elektrody GATE, na které je
nanesena dielektricka vrstva SiO,
s tloustkou 90 nm. Elektrody Source a Drain
jsou tvoreny interdigitalni strukturou, ktera je
vyrobena ze zlata. Na celém substratu je
celkem 16 funkénich struktur rozdélenych do
Ctyf skupin s rlznou rozteci IDE elektrod:
(2,5 ;5; 10; 20) pm.
o Polovodi¢ovy kandl - aktivni uhlikova vrstva

deponovana metodou ,air-brush spray coating“

= Smés jednosténnych uhlikovych nanotrubic
(75 %) a vicesténnych uhlikovych nanotrubic

EVIDENCNI CisLoO: Ugs (V) (25%). Nanotrubice jsou modifikovany
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